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4.8 Chips und Gigaflops
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Chip-Produktionsprozess [4.800]

Headset

Prasentation:
» 1. 4.810 Plasma

Dokumentation VLSI-Chips [4.810]
A Primer on CMOS Technology
plus erganzende Filme und Dokumente

Produktionsprozess [4.820]

Masse: L 80 cm, B 24 cm, H 20 cm. Bilder folgen.
Es steht frei, sozusagen ein Tischmodell.

1.Ein Bruchstueck gereinigtes polykristallines Silizium (ca. 5¢cm)
"Reines polykristallines Silizium als Rohmaterial fuer Mikrochips™
"Reines Silizium”

2.Eine Photomaske mit Schutzbehaelter (Standflaeche 18cm x 18cm, Hoehe 13cm)
“Eine der ca. 30 zur Chip-Herstellung verwendeten Photomasken”
"Photomaske”

3.Einen Siliziumwafer (Durchmesser 15cm oder 20cm)
"Siliziumscheibe (Wafer) mit ca. 880 eingearbeiteten Mikrochips”
"Wafer mit 880 Chips”

4.Ein geoeffnetes IC Gehaeuse (3.2cm x 3.2cm) mit eingesetztem Glasfenster
“Der fertige Mikrochip in seinem Gehaeuse montiert”
“Montierter Mikrochip”

5.Eine gedruckte Schaltung = printed circuit board (ca. 13cm x 7cm x 4cm)
"Vollstaendig bestueckte Leiterplatte mit dem Mikrochip”
"Bestueckte Leiterplatte”



